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(54) ЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА

(57) Формула изобретения
1. Защитная система, имеющая защитный элемент, который на по меньшей мере

одном первом отдельном участке имеет первый образуемый микроизображениями
растр, и верификационное средство, которое для верификации подлинности защитного
элемента расположено в направления взгляда человека перед защитным элементом и
при этом делает видимым для человека по меньшей мере одно первое графическое
изображение, которое не видимо на защитном элементе, отличающаяся тем, что первый
образуемый изображениями растр выполнен таким образом, чтобыпервое графическое
изображение представляло собой динамическое графическое изображение, размеры
которого изменяются при повороте или наклоне верификационного средства между
первым и вторым угловыми положениями относительно защитного элемента.

2. Защитная система поп.1, отличающаяся тем, что образуемыймикроизображениями
растр выполнен в виде первой двухмерной образуемой микроизображениями решетки,
в узлах которой выполнены частичные или полные первые микроизображения, и
верификационное средство представляет собой линзовый растр, выполненный в виде
двухмерной линзовой решетки, в узлах которой выполнены микролинзы, при этом
образуемая микроизображениями решетка и линзовая решетка относятся к одному и
тому же типу решетки и отличаются друг от друга лишь по величине своей постоянной
решетки, и при этом первое графическое изображение представляет собой увеличенное
отображение микроизображений.
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3. Защитная система по п.2, отличающаяся тем, что первые микроизображения
нанесены полностью, и защитный элемент имеет на втором отдельном участке второй
образуемыймикроизображениями растр, который выполнен в виде второй двухмерной
образуемой микроизображениями решетки, в узлах которой расположены полные
вторыемикроизображения, при этомпервая и вторая образуемыемикроизображениями
решетки имеют одинаковую структуру, и первый и второй образуемые
микроизображениямирастрыориентированыпредпочтительнопод угломотносительно
друг друга.

4. Защитная система по п.3, отличающаяся тем, что первый и второй образуемые
микроизображениями растры ориентированы одинаково, по меньшей мере на первом
отдельном участке нанесено точно n, предпочтительно двенадцать первых
микроизображений в направлении вектора первой образуемой микроизображениями
решетки, первый отдельный участок имеет соответствующую протяженность в
направлении этого вектора решетки, и линзовый растр имеет предпочтительное угловое
положение а, составляющее предпочтительно 4,764°, относительно образуемых
микроизображениями растров, при этом предпочтительно справедлива зависимость tg
a=1/n.

5. Защитная система по п.2, отличающаяся тем, что линзовый растр имеет
предпочтительное угловое положение а, составляющее предпочтительно 0°,
относительно первого образуемого микроизображениями растра, и первые
микроизображения первого образуемого ими растра выполнены соответственно лишь
в пределах элементарной ячейки решетки линзового растра, в которой соответствующий
узел решетки образуемого микроизображениями растра располагается в
предпочтительном угловом положении.

6. Защитная система по п.2, отличающаяся тем, что линзовый растр имеет
предпочтительное угловое положение а относительно первого образуемого
микроизображениями растра, и в узлах решетки первого образуемого
микроизображениями растра первые и вторые микроизображения в виде фрагментов
нанесены соответственно элементарным ячейкам решетки линзового растра в
предпочтительном угловом положении.

7. Защитная система по одному из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что
защитный элемент имеет на другом отдельном участке линейный растр, структурный
растр или другой образуемыймикроизображениямирастр, которыйприрассматривании
через верификационный элемент делает видимым статическое графическое изображение,
размерыкоторого не изменяются при повороте или наклоне верификационного средства
относительно защитного элемента.

8. Защитная система по п.7, отличающаяся тем, что другой образуемый
микроизображениями растр при верификации дополнительно обнаруживает
динамическое графическое изображение и другой образуемый микроизображениями
растр имеет предпочтительно двухцветные микроизображения, которые на отдельных
участках имеют различное цветовое оформление.

9. Защитная системапоодномуиз пп.1-6, отличающаяся наличиемпозиционирующего
средства, которое обеспечивает определенное позиционирование верификационного
средства относительно защитного элемента, или наличием направляющего средства у
защитного элемента, которое выполнено с возможностью взаимодействовать с
верификационным средством или с дополнительным направляющим средством
верификационного средства, благодаря чему верификационное средство сдвигается
и/или поворачивается относительно защитного элемента заданным образом.

10. Защитная система по пп.1-6, отличающаяся тем, что микроизображения
ориентированы в узлах решетки таким образом, что при наклоне защитной системы
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и/или при перемещении верификационного средства на защитном элементе
обнаруживается ортопараллактический эффект первого графического изображения,
или первое графическое изображение остается неподвижным относительно защитного
элемента.

11. Защитная система пп.1-6, отличающаяся тем, что защитный элемент имеет
выполненное предпочтительно в виде растра тиснение, которое создает
характеризующийся оптически переменными свойствами кипп-эффект, проявляемый
защитным элементом.

12. Защитная система по одному из пп.2-6, отличающаяся тем, что линзовый растр
имеет микролинзы с по меньшей мере двумя различными фокусными расстояниями
или нерегулярно расположенные микролинзы.

13. Защитная система по одному из пп.2-6, отличающаяся тем, что постоянная
образуемой микроизображениями решетки и линзовой решетки составляет более 100,
200, 300 или 500 мкм.

14. Защитная система по одному из пп.2-6, отличающаяся тем, что используемый в
ней линзовый растр создают путем выполнения следующих стадий:

- подготавливают основу,
- основу предварительно структурируют, в результате чего с лицевой стороныосновы

образуются возвышения и с ее оборотной стороны, обращенной от лицевой стороны,
образуются углубления, в основном соответствующие возвышениям, и

- с по меньшей мере одной стороны основы на участок нахождения возвышений или
углублений наносят просвечивающий синтетический материал для образования
микролинз, при этом микролинзы жестко соединяют с основой.

15. Носитель информации, имеющий гибкую основу с защитной системой по одному
из предыдущих пунктов, при этом верификационное средство располагается в
направлении взгляда человека перед защитным признаком, отличающийся тем, что
верификационное средство выполнено при этом с возможностью перемещаться и/или
поворачиваться относительно защитного элемента.

16. Носитель информации по п.15, имеющий по меньшей мере два расположенных
предпочтительно с разных сторон носителя информации защитных элемента, перед
которыми в направления взгляда человека по выбору располагается верификационное
средство.

17. Способ верификации подлинности защитного элемента в защитной системе по
одному из пп.1-14 или в носителе информации по п.15 или 16, заключающийся в том,
что верификационное средство располагают в направлении взгляда человека перед
защитным элементом и верификационное средство поворачивают относительно
защитного элемента.
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